Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 12,70 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155264)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,38 мм 
	Радиус R1
5,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 20,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155265)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 


	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,59 мм 
	Радиус R1
9,16 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155266)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,81 мм 
	Радиус R1
11,45 мм 

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 40,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155267)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,11 мм 
	Радиус R1
18,32 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155268)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155269)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
34,35 мм 

	Центральная толщина CT
2,37 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155270)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,27 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155271)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
148,52 мм 
	Радиус R1
68,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,18 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 200,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155272)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,53 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 


	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 250,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155273)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,54 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F = 300,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155274)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,57 мм 
	Радиус R1
137,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм  F = 25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155275)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм  
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,36 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,85 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 



Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм  F = 50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155276)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм  
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,05 мм 
	Радиус R1
22,93 мм 

	Центральная толщина CT
2,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм  F = 75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155277)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм  
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,23 мм 
	Радиус R1
34,38 мм 

	Центральная толщина CT
2,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм  F = 100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155278)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм  
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,34 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,43 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 12,70 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155279)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,38 мм 
	Радиус R1
5,85 мм 

	Центральная толщина CT
4,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 20,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155280)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,59 мм 
	Радиус R1
9,16 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155281)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,81 мм 
	Радиус R1
11,45 мм 

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 40,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155282)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,11 мм 
	Радиус R1
18,32 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155283)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155284)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
34,35 мм 

	Центральная толщина CT
2,37 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155285)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,27 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155286)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
148,52 мм 
	Радиус R1
68,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,18 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 200,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155287)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,53 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 250,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155288)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,54 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F = 300,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155289)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,57 мм 
	Радиус R1
137,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм  F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155290)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм  
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
22,93 мм 

	Центральная толщина CT
5,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм  F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155291)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм  
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
72,03 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
4,35 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм  F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155292)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм  
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,74 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм  F =150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155293)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм  
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,86 мм 
	Радиус R1
68,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм   F =25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155294)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
19,58 мм 
	Радиус R1
11,45 мм 

	Центральная толщина CT
7,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 


	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм   F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155295)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
47,04 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм   F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155296)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
72,53 мм 
	Радиус R1
34,35 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм   F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155297)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,88 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =12,70 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155298)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,38 мм 
	Радиус R1
5,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =20,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155299)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,59 мм 
	Радиус R1
9,16 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155300)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,81 мм 
	Радиус R1
11,45 мм 

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =40,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155301)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,11 мм 
	Радиус R1
18,32 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155302)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155303)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
34,35 мм 

	Центральная толщина CT
2,37 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155304)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,27 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155305)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
148,52 мм 
	Радиус R1
68,78 мм  

	Центральная толщина CT
2,18 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =200,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155306)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,53 мм 
	Радиус R1
91,70 мм

	Центральная толщина CT
2,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =250,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155307)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,54 мм 
	Радиус R1
114,62 мм

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм   F =300,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155308)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,57 мм 
	Радиус R1
137,55 мм

	Центральная толщина CT
2,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5мм  F =25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155309)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,36 мм 
	Радиус R1
11,46 мм

	Центральная толщина CT
3,85 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5мм  F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155310)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,05 мм 
	Радиус R1
22,93 мм

	Центральная толщина CT
2,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5мм  F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155311)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,23 мм 
	Радиус R1
34,38 мм

	Центральная толщина CT
2,57 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф12,5 мм  F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155312)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф12,5мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,34 мм 
	Радиус R1
45,85 мм

	Центральная толщина CT
2,43 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =12,70 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155313)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,38 мм 
	Радиус R1
5,82 мм

	Центральная толщина CT
4,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =20,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155314)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,59 мм 
	Радиус R1
9,16 мм

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155315)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,81 мм 
	Радиус R1
11,45 мм

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =40,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155316)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,11 мм 
	Радиус R1
18,32 мм

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155317)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм

	Центральная толщина CT
2,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155318)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
34,35 мм

	Центральная толщина CT
2,37 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155319)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм

	Центральная толщина CT
2,27 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155320)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
148,52 мм 
	Радиус R1
68,78 мм 

	Центральная толщина CT
2,18 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =200,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155321)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,53 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =250,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155322)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,54 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм   F =300,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155323)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,57 мм 
	Радиус R1
137,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155324)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
22,93 мм 

	Центральная толщина CT
5,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155325)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
72,03 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
4,35 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155326)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,44 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,74 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза Ф25,0 мм F =150,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155327)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
Ф25,0мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,86 мм 
	Радиус R1
68,78 мм 

	Центральная толщина CT
3,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм  F =25,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155328)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
19,58 мм 
	Радиус R1
11,45 мм 

	Центральная толщина CT
7,87мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм  F =50,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155329)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
47,04 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм  F =75,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155330)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
72,53 мм 
	Радиус R1
34,35 мм 

	Центральная толщина CT
3,49 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


Плоско-выпуклая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм  F =100,00 мм  УФ-плавленый кварц без покрытия  (155331)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения.
	Диаметр
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,88 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Расчетная длина волны
587,6 нм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	п = 1,45848 


